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・フレキシブル
・コスト低
・バリア性低
（~10 g/m-3/day ）

Target
1 ガスバリア層の緻密化プロセス解明
2 緻密層の構造制御による高バリア性（水蒸気透過率<10-5 g/m-2/day）の達成
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バリア層の表面緻密化プロセス仮説

TFEの断面TEM画像

VUV光焼成(172 nm)によって形成されるThin film encapsulation (TFE)
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